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наиболее высокой плотностью тока, весьма малой зоной эмиссии, 
способностью генерировать заряженные капли рабочего вещества с раз-
мерами нанометрового масштаба. Возможность фокусировки полу-
чаемых пучков до субмикронных размеров находить применение в 
микротехнологии, а генерация наночастиц различного состава пред-
ставляет большой интерес для получения тонких пленок [1; 2].  

Для получения пучка ионов от жидкометаллических источников 
изготавливаеться иглы с размерами острия в несколько микрометров из 
различных тугоплавких материалов (W, Ni, Fe и др.) химическим трав-
лением или механическими методами. При этом должна cоблюдаться 
условие смачивание иглы рабочим веществом. Для этого нами b 
разработано специальная конструкцию контейнерного типа из графита.  

В качестве проводящей подложки использовались полированные 
пластинки из меди, вольфрама, молибдена и кремния. Система монти-
ровалась на базе вакуумной установки A-700 Q Leybold-Heraeus с 
турбомолекулярной откачкой. Нанесенные полоски анализировались 
посредством оптического, растрового электронного и атомного си-
лового микроскопов. 

Осаждением ионов In и Sn с помощью жидкометаллического источ-
ника на близкорасположенную неохлаждаемую поверхность были сфор-
мированы длинные полосы In и Sn шириной несколько микрометров. 
Структура полосок обусловлена наноразмерными частицами осаждае-
мого материала. Данный метод может найти применение в микроэлек-
тронике c целью выполнения различных технологических операций.  
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Elektrokimyəvi çökdürülmə üsulu ilə artıq XIX əsrin əvvəlindən başlaya-

raq nazik təbəqələrin alınmasına başlanılmışdır. Elektrokimyəvi çökdürülmə 
prosesinin aparıldığı cihaz sadə və asan hazırlana bilən quruluşa malikdir. Bu 
zaman vakuum almağa ehtiyac duyulmur. Bir-birindən müəyyən məsafədə 
yerləşən uyğun elektrolit məhlul içərisinə salınmış katod və anod sistemi va-
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sitəsilə nazik təbəqəsi alınan material katod üzərinə çökdürülür. Sulu məhlul-
dan elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə nazik təbəqə almaq üçün içərisində 
nazik təbəqəsi alınacaq maddənin zəruri komponentlərinin müsbət ionları 
olan məhluldan elektroliz prosesini aparmaq lazımdır. Əgər CdS maddəsinin 
nazik təbəqəsi alınacaqsa, onda sulu məhlulda həm kadmiumun müsbət 
ionları olan duz- CdNO3,CdCl2, və ya CdSO4, həm də kükürdün müsbət ionları 
olan duzun- Na2S2O3 olması vacibdir.  

Tədqiqat işində altlıq kimi (111) və (100) orientasiyalı və 0.20.6 mm 
qalınlığa malik p-GaAs materialı götürülmüşdür. İkinci elektrod– anod olaraq 
molibden lövhələr və ya kömür çubuqlar, üçünçü- köməkçi elektrod olaraq isə 
əsasən kömür çubuqlardan istifadə olunmuşdur. Elektrokimyəvi çökdürmə 
prosesi xüsusi kvars qabda həm otaq temperaturunda, həm də 40-850C tempe-
raturlu məhlullarda aparılmışdır 

 

Şək. 1. Elektrokimyəvi çökdürmə aparılan qurğu 

 Kadmium (CdCl2 və ya CdSO4), sink (ZnCl2 və ya ZnSO4), kükürd (Na2S və 
ya Na2S2O3) və tellur (TeO2) duzlarının sulu məhlulundan istifadə etməklə Cd1-

xZnxS1-yTey nazik təbəqələri alınmışdır. Nazik təbəqələrin elektrokimyəvi üsulla 
çökdürülməsi mexanizmini öyrənmək və çökdürülmə rejiminə nəzarət etmək 
məqsədilə Cd1-xZnxS1-yTey nazik təbəqələrinin alınmasında otaq temperatu-
runda CdCl2+ZnCl2+ Na2S2O3+TeO2, 800C temperaturda isə ZnSO4+CdSO4+ 
Na2S2O3+TeO2 sulu məhlullarındakı duzların ilkin olaraq ayrı-ayrılıqda, sonra 
isə onların əvvəlki konsentrasiya və pH-turşuluğunu saxlamaqla qarışığının 
voltamoqrammaları (tsiklik volt-amper xarakteristikaları) tədqiq edilmişdir. 
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